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Memoria Descriptiva

Extracto de la descripcidn

Método perfeccionado de fotograbedo de
clisés de rejills en el gue se usa un positivao semi-
ténico en el cual la gradacidn est$ plenamente repre
sentada por las variaciones en los tamafios y profun-
didades de células de tinta formadas en la placa im=-
presora y puede evitarse la formacidn de un trazado
de muarg sin requerir un estrecho ajuste en las ope-
raciones de exposicidn, comprendiendo dicho método,
por ejemplo, las operaciones de exponer un material
fotosensible, tal como un protector carbdnico, a una
fuente de luz a través de una rejilla de clisé dota=-

ﬁda de lineas transversales transparentes, expaner tam
bién el material fotosensible a la fuente luminosa a
través de un positivo semitdnico, exponer de nuevo el
magerial & dicha fuente lumingsa mediante interposi-
cién de una 1l3mina difusora entre sl positivo semitd
nica y el material fotosensible, transferir luego el
material fotosensible as{ expuesto a2 un cilindro de

grabade y llevar a cabo el revelado y el atague qui-

mico.

Entorno de la invencidn

o ——

(1) Campo de la invencidn

- 4
Esta invencidn se relaciona con un mé-

todo perfeccionado de fotogrebado de clisés de reji-
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lla que puede utilizarse para el proceso de impresidn
de fotoclisés.,

Més particularmente, la invencidn se -
relacions con un método perfeccionado de Fotograbado
de clisés de rejilla en el que puéﬁén usarse varios
materiales fotosensibles y positivos semitdnicos,

Ademds, la invencidn se relaciona can
un método perfeccionado de fotograbado de clisés dg
rejilla, an el que se producen excelentes impresio-
nes de clisés con una amplis gradecidn y una busna reg
productibilidad.

(2) Descripcidn de la técnica anterior

En los métodos ordinarios de fotograbg
do de clisés, se conocen generalmente el mitodo de -
clisés convencionales y el método de clisés de reji-
lla, En el método de clisés convencionales, la gradg
cidn de densidades estd representada por la variacidn
de profundidades de células de tinta formadas en una
placa impresora, mientras que en el posterior método
de clisés de rejilla la gradscifn de densidades esst?
representada por la variacién de tamaﬁoé de dichas =
células o por la variacidn de tamafos y profundidades
de las mismas.

En 8l proceso de fotograbado de clisés
convencionales, son necesarias varias clases de soly

ciones de ataque para atacar quiuicamente una placa

iupresora @ trevés de una capa de material fotosensi



10

15

20

25

ble, puesto que la gradacifn ha de estsr representa-
da solamente por las profundidades de las células de
tinta formadas en la placa impresora. El método de -
clisés de rejilla, es decir, el denominado métods de
grabado semitdnico por incisidn, constituye una mejg
ra del anterior método convenciocnal; sin embargo -
cuando la gradacidn de un original estf representada
solemente por la variscidn de los tamafios de las cé-
lulas de tinta, la gradacidn de las resultantes imprg
siones ng es safisfactoria y sl tono de la imagen ori
ginal no puede reproducirse bien, misntras gque en el
método que utiliza la combinacién de variaciones de
tamasfio y profundidad de las células de tinta puede rg
ducirse la influencia de la desviacidn en las profun-
tiidades, porque se afiade el factor del tamafio de las
célules, de manera que este Gltimo método es preferi-
ble en lo gue atafie a la reproductihilidad.

Sin embargo, en el método conocido deng
minado método positivo doble, asunque se varian lss cd
lules de tinta en cuanteo a tamafios y profundidsdes,
han do emplearse dos clasaes de positivos, tales como
un positive semitdnico de grabado- y un positivo de tg
no continuo.*Es decir, en este procesno, se expohe pri
meramente un materisl fotosensible, tal como un pro-

tector carbdnico, a una fuente de luz a través de un

‘positivo semitdnico para formsr puntos semitdnicos,

luego se expone otra vez a la luz a través de un posi
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tivo.ds tono continuo psra dar la variacidn de profun
didades de los puntos semitdnicos y seguidamente sg
forma una placa impresora mediante las operaciones de
transferencia, revelado y étsque quimico. En este pro
ceso es necesario ajustar completéménte el positivo =
senitdnico con el positivo de tono continuo, lo cual
es sustancialmente diffcil y ademds el proceso de ex-
posicién es complicado. En consecuencia, se requiere

una elevadisima pericia para seste proceso.

reve resumen de la invencidn

Por consiguiente, la presente invencidn
proporciona un método perfeccionade para sliminsr las
dasventajas antes citadas, en gl cual no se usa necage
zariamente el positivo de tono continuo y puede consg
guirse la variacidn de tamafigs y profundidades de las
células de tinta usando solsmente un positivo semitd-
nico. Ademds, en el método de la pressnte invencidn -
puede usarse cualquiers de los positivos semitdnicos

ara la impresidn de clisés, impresién planogrifica e
b}

impresidn en relieve.

El primer objeto de esta invencidn es -
el de proporcionar un método perfeccionado ds fotogra
bado de clisés de rejilla usando un positivo semitdéni
co, que comprende las operaciones de exponer un netee-
rial fotosensible a una fuente luminosa a través de -

una rejilla de grabado dotada de linesas trensversales



10

15

20

25

transparentes, exponer de nuevo el material fotosen-
sible a la fuente luminosa a través del positivo sg-
miténico, exponer de nucvo dicho material fotosensi-
ble a la fuente luminosa mediante interposicidn de -
una lémina difusors entre el positivo semitdnico y -
¢l material fotosensible, y efsctuar las subsiguien-
tes operaciones de produccidn de placas. El orden de
las citades operacionss de exposicidn no es Fija.

£l segundo objeto de la aresente inven
cidn es la provisidn de un método perfeccionado de -
Fotograbado de clisés de rejilla, que comprende las
operaciones de exponer un material fotosensible g -
una fuente luminosa a través de un positivo semitd-
nico dotado de lineas transversales transparentes -
‘e rejilla de grabado, exponer otra vez el material
fotosensible a la fuente luminosa mediante interposi

cidn de una lémins difusora entre el positivo semit

(=¥

nico y el material fotosensible y reslizar less subsi
guientes operaciones de produccidn de placas.

€1 tercer objeto de la invencidn es el
de proporcionsr un método perfeccionads de fotograbg
do de clisés de rejilla, que comprende las operacig-
nes de axpongr un material fotosensible a una fuente
luminosa colocando sobre &l una rejilla de grabajo y
colocando lueqo sobre dicha rejilla las capes de un
negative semitdnico y uns lémina difusora, exponer

el material fotosensible a laz fuente luminose a trs
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vés de un positivo semitfinico, exponer seguidamente
dicho material fotosensible a la fuente luminosa me
diante interposicién de una lémina difusora entre -
el positivo semiténico y el material Fotosensible y
realizar lueqo las subsiguientes ;péraciones de prg
duccidn de placss. Las citadas capas de negativo sg
mitdnico y la lémina difusoras pueden ser sustituidas
por un negativo de tono continuo,

El cuarto objeto de la presente inven
cidn es el de proporcionsr un método perfeccionado
de fotograbado de clisés de rejilla, que comprende
lss operaciones de oxponer un material fotosensible
a una fuente Luminosa a travds de una rejilla do =
grabado, exponer de nuevo el material fotosensible
o la fuente luminosa a través de un positivo semitg
nico desprovisto de las lineas transversales transpg
rentes de la rejilla de grsbado, y exponer también -
el moterial fotosensible s través de un positivo de
tono continuo o de un positivo de tano aproximadamen
te continuo.

Como ejemplos de los positivos semitd-
nicos antes mencionados figuran los positivos semitgd
nicos planogréficos, los positivos semiténicos para
religve y los positivos semitdnices para clisés, que
se usan en lps procesos canvencionales de produccidn
de placas de impresidén planogréficas, en relieve y

en grabados. Los positives semitdnicos planogréficos
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y los positivos semiténicos en relieve carscen de 1i
neas transversales transparentes, mientras que los
positivos semitdnicos para grabados tienen el ndmerc
deseado de tales lineas. |

Como ejemplo de los materiales fotosen
sibles antes mencionados, figuran los protectorss -
carbdnicos, tales como un tejido carbénico; peliculas
protectoras de grabados, tales como la vendids por -
E.l. du Pont de Nemgurs & Co. bajo el nombre de "Rotg
film"; y capas de resinas Fntosensiblé, talegs comp la
"Sonne KPM2000" (marca comercial), vendida por Kansai
Paint Co., Ltd.; formada sobre cilindros de grabado.
Cuando se usa un protector carbdnico como material =
fotosensible, las citadas operaciones subsiguientes
de produccidn de placas comprenden la transferencia
del protector carbdnico expuesto a un cilindro de gra
bado, el revelado del protsctor carbgnico y el ataque -
quimico del cilindro do grabado a través de dicho prg
tector. Cuands se usa una pelfcula protectora de gra-
bado como material fotosensible, las subsiguientes =
operaciones de produccidn de placas comprenden primee
ramente el revelado de la pelicula protectora de gra-
bado BXPUE5£5 con agentes reveladores, la transferen-
cia de la pelicula protectora a un cilindro de graba~-
do, un nuevo revelado con agua caliente y el ataque -
quimico del cilindra de grabado a través de la pelicy

la protectora del grabado. Cuando se usa la capa de



resina fotosensible formada en un cilindro de grsba
do, la subsiguiecnte operacidn de produccidén de placas
ge solamente el revelado de la propia capa de resine,
Incidentalmente, las operaciones de ax-
posicidn antes mencionadas pueden;féalizarse en cual-
quier orden, puesto que un solo material fotosensible
es repetidamente expuesto 8 la fuents luminoss sin -~

ningln efecto del orden de expaosiciones.

Breve descripeidn de los dibuips

Estes y otras caracteristicas de la pre
sgnte invencidn se comprenderan mejor con referencis
a la siguiehte descripcidn detallada, ofrecida spla-
mente a eofectos ilustrativos, y a los adjuntos dibu-
jos, en los cuales:

Las figuras 1 a 4 son ilustraciones es
quemdticas y ampliadas de materiales fotosensibles -
que muestran el principio del método para conseguir
el primer objeto de la presente invencidn, y en las
cuales la figura 1(s) es una visté en planta de una
parte de protector de carbono expuesta a una fuente
de luz mediante su puesta en contacto con una reji-
lla de grabado; la figura 1(b) es una vista en sec~
cibén transversal del protector de carbono mostrado
en la figura 1(a); la figura 2(a) es una vista en -
planta del protector de carbono antes mencionado, ex

puesto a una fuente luminpsa mediante su contacto =
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con la poreidn brillante de un positivo semitdnico;
la figuras 2(b) es una vista en plants de un protector
de carbano similar al de la figura 2(a) en una por-
cién de densidad del 50; la figura 2(c) es tambidn
una vista en planta similar a la figura 2(a) en la
parcidén de sombra; la figura 2(d) es una vista en -
seccidn transversal del protector de carbano mostra
do en la figura 2(a); la figuras 2(e) es una vista -
en seccifn transversal del protector de carbono mog
trado en la figura 2(b); la figura 2(f) es tamhién
una vista en seccidn transversal del protector de =

carbono mostrado en la figura 2(c); la fiqurs 3(a)

8s una vista en seccidn transversal del protector -

de carbono en la porcién brillante, que se obtiens
exponiéndolo con la insercidn de una limina difuso-
ra entre un positivo semitdnico y el protector de -
carbono; la figura 3(b) es una vista en seccidn trens
versal de un protector de carbono similar 3l de la -
figura 3(a) en una porcidn de densidad del 507; la -
figura 3(c) es también una vista en seccién transver
sal del protector de carbono similar sl de la figurs
3(a), que muestra la porcién de sombra; la figura 4(a)
es una vists“en seccidn transversal de la porcidn -
brillante que muestra el estado existente despugés de
la transferencia, revelado y ataque quimico sobre un
cilindro de grabado de cobre; la figura 4(b) es una

vista en seccidn transversal similar a la figura 4(a)
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en una parcidn de densidad del 50% y la figurs 4(c)
es una vista en seceidn transversal similsr a la -
figura 4(a) en la porcidn de sambra.

Las figuras 5 a 8 son vistas diagramg
ticas o esquemdticas del método p;fé conseguir el -
sequndo objeto de la presente invencidn, de las cua
les ls figure 5 es un diagrama en bloques pare la -
preparacién de un positivo semiténico para clisé; -
la figura 6 es una vista en seccidn transversal am-
pliada de capas de mesteriales en la preparacidn del
positivo semitdnico para clisé; la figura 7 es una
vista en seccidn transversal de las capas de materig
les en la sequnda operacidn del citado método y la
figura 8 es también una vista en seccidn transversal
de las capas de materiales en-la tercera operacidn -
del método.

Las figuras 9 a 15 son ilustraciones
esquenfticas que muestran el método para conseguir
el tercer objeto de la invencién, en las cuales la
figura 9 es una vista en planta amplisda de una por
cién brillante de un positive semit8nico, que mues=
tra el ectado de puntos semitdnicos; la figura 10 es
también una vista en plante ampliada en una porcidn
de tono medio del positivo semitdnico; la figura 11
es también una vista en planta ampliada de una por-
cidn de sombra del positivo semitdnico; laz figura 12

8s una vists en seccidn transversal amplisda que -

11



10

20

25

-~ 12 -

muestra la primera operacifn del métode para conse-
guir el tercer objeto de ls invencidn; laz figura 13
es una vista en seccidn transversal ampliada qus -
muestra la otra variacidn de la operscidn mostrada
en la figura 12; la figura 14 es una vista en plan
ta ampliada de la porcién brillante que se forme -
en lz segunda operacidn y la figura 15 es una vista
en planta smpliada de la porcidn de sombra formada
gn la segunda operacidn; vy

Las fiquras 16 a 19 son ilustraciones
asquéméticas que muestran el otro método para sl =
cuarto objeto de la invencidn, de las cusles la fi-
gurs 16 es unz vista en seccidn transversal amplia-
de de las capss de materiales para preparar un posi
tivo de tono aproximadamente continuo; la figurs 17
es una vista en seccidn transversal pmpliada que -
muestra el estado de la impresién por contacto en -
la primers operacifn del cuarto método; la figure 18
es una vista en seccidn transverssl ampliada gue mues
tra el estado de la impresidn por contacto en la se-
gunda operacién y la figura 19 es también una vista
en seccidn transversal ampliada que muestra el esta-
do de la impresidn por contacte en la tercera opera-
cién del cuarto método de la invencidn.

Descripcién detallsda de la invencidn

A continuacidn se describirid el métaodo

fundamental de realizacidn del primer objeto de la -
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presente invencidn. En la primera operacién de este
método, se expone un protector de carbono fotosensi
ble a una fuente luminosa a traves de una rejilla -
de grabade que tiene el nimero deseado ds linsss -
transversales transparentes (véasé”Figura 1)« Como

el protector de carbono citado, pueden usarse natural
mente otros materiales fotosensibles, tales como los
anteriormente descritos. La sensibilizacidn del pro-
tector de carbono ss lleva a cabo sumergiendo dicho
protéctor en una solucidn de bicromato potésico y sg
céndolo ssguidamente. Ademds, la rejilla de grabado
provists de linpas transparentes y usada en el méto-
do canvencional puede emplesrse en la presente inven
cién, La malle de esta rejilla puede ser de 150, 175,
200, 250 & 300 lfneas por pulgada (25 mm), més o me=-
nos.

La citsds rejilla de grabado y el pro-
tector de carbono se insertan en un bastidor al vacio
y se exponen a una fuente luminosa. Esta fuente puede
ser una lémpara de arco, de mercurio, de xenon, de ha
luro metdlico o similar.

En 8l caso en que se use un positivo sg
mitdnico en el que los puntos semitdnicos de la por-
cidn de tono medio a sombra sean continuos, tales cog
mo los de un positivo semitdnico plancgréfico o de =
un positive semitdnico pars relieve, la porcidn con-

tinua se dota de le imagen de lineas de rejilla de -
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grabado mediante la exposicidn antes mencionada con una
rejilla de grabado en la primera operscién, paras impe-

dir el flujo de tinta impresora en la zona de tono me-

dio a porcidn de sombra.5i los puntos semitdnicos estan
aislados entre si en la porcidn de sombra como un posi

tivo semitdnico de grabado, puede omitirse esta opera-

cién de exposicidn con la rejilla de grabado.

Luego, en la segunda operscidn, se expone
nuevamente el protector de carbono antss mencionado vy
ya expuesto a una fuente de luz a través de la rejilla
de grabado en la primera operacidn, usasndo el positivo
semitdnico antes citado (véase figura 2).

El positivo semitdnico emplesdo en esta -
operacidn puede ser cualquiera de los usados en impre
sién de clisés, impresidn planoqrifics o impresidn en
relieve y la exposicidn puede llevarse a cabo en forma
aniloge a la de la primera operacidn.

Esta exposicidn del positivo semitdnico en
la segunda operacidn se efectla para formar puntos se-
miténicos que varfan en las respectivas dimensiones.

En la tercera fase siguiente, se coloca una
lémina difusora entre el citado positivo semitdnica y =
el protect&f’de carbono que se expone sn las anteriores
operaciones, y seg imprime de nueve dicho positivo ssmi-
ténico a través de la lémina difusora(véase figura 3).

La citads l&mins difusora forma un espa

cio entre el positivo semitdnico y el protector de =
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corbono de acuerdo con el grosor des dicha limina vy
también cjerce un efecto difusor. Como ejemplos do
materiales dotados de efecto difusor, pueden mencig
narse una pelfculas mate de alta calidad, el vidrio
opalino, el vidric esmerilado sup;ffino y similarses,
y la exposicidn puede efectuarse de manera andloga
a la de las anteriores operaciones primera y sequnda.

En esta exposicidn difusiva de la tar
cora operscidn, los rayos de luz pasados a través de
las porciones distintas a las de los puntos semitdni
cos del positivo semitdnico son difundidas por el -
efecto difusor de la expresada lémina y por la exis
tencia del espacio entre el positivo semitdnico y el
protector de carbone, exponiéndose asi también dicho
protector bajo los puntos semitdnicas en cierta medi
da, de acuerdo con los tamafios de los respectives -
puntos mencionados, lo cual verfa las profundidades
de estos puntos y asimismo hace imperceptible la for
macidn de un trazado de muard. En esta operacidn, la
curva de densidades obtenida pueds controlarse requ-
londo el nivel de difusidn, gue depende del tipo y =
grosor do la lémina difusora y del grado de exposi-
cidn. De este modo, se cbservard que las operaciones
antes mencionadas desde la primers a3 la tercers puc-
den realizarse en orden discrecional,

Seguidamente, en la cuarta operacidn,

el protector de carbono expuesto 1, formado en las
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anteriores operaciones, sg transfiere a la superficie
de un cilindro de grabado 2 y luego se ataca quimicg
mente para formar una placa impresora de grabados (véa
se fiqura 4).

La cuarta operacidén de este método pug
de llevarse a cabo de acuerdo con el métoda convencig
nal, en el gue el protector de carbono expuesto 1 se
ajusta sobre la supérficie de un cilindro de grabado
nreparsdo 2, en su posicidén predeterminada, con un -
adecuado suministro de agua. Despufs ds esta transfg
rencia del protecctor de carbono, se elimina ls gela-
cifn no curads medisnte la inmersidn de aquél en agua
calients, para revelar la imagen, secadndose seguida-
mente. flediante el citado proceso, los puntos semitd
nicos del protector de la gelacidn que tienen varizs
dimensiones y grosores se forman de acuerdo con la =
densidad tonal del positive semitdnico.

En la siguiente operacidn, se atacs =
quimicamente la superficie del cilindro 2 a través -
de la restante pelicula de gelatina, usando una soly
cidn atacante que contenga cloruro férrico y, después
del ataqus hasta una profundidad deseada, si fuese ng
cesario, ls superficie stacade puede recibir un galvz
nizado de cromo s fin de incrementar la duracidn de -
la misma en impresiones.

En el método de la presente invencidn

para el primer objeto antes sefialado, puede formarse
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la placa impresora de grabados dotada de puhtos semi
ténicos de diferentes dimensiones y profundidades, -
usando un positivo semitdnico sin nQCasidad del posi
tivo do tono continuo; por consiguiente, puedsen sim-
plificarse y facilitarse las opergéiones de fotogra-
fiodo e impresidn en el método convencionsl de posie
tivo doble. Ademas, pueden producirse finas impresig
ncs de grabades con buena reproductibilidad y exce-~
lente grediente de densidades, porque la tinta es -
transferida por el efecto combinade de tasmafio y pro-
fundidad de cada célula de aquélla. Asimismo, el gra
diente se halls sujeto 8 poca influencis de una dese-
viseidn de la accidn de staque quimico, s manera que
la reproductibilidad se estabiliza y el control de la
operacidn de ataque quimico queda Facilitado.
Igualmente, en el matodo de la pressnte
invencidn, no sdlo el positivo semitdnico pora la im-
presidén de grabados, sing también los destinados a im
aresidn planogrifica y a impresidn en relieve, puoden
emplearse, de manera que, por sjempleo, cuando se usa
un positivo semitdnico plenogréfico que se forma di-
rectamente del ariginal, puede simplificarse en gran
modida el método convencional de impresidn de graba-
dos de rejills en el que se forma el positivo semith
nico usando el método de positivos dobles, lo cual -
focilita sl proceso y reduce el costo. Ademfs, la -

emplitud de gradscién de densidades del positivo se-
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mit4nico para impresidn planogrifica es mayor que la
correspondienfe sl positivo semitdnico pare la impre
sidn de grabados, de manera que pueden producirse ex
telentes y estables placas impresoras y materisles
impresos mediante el uso de un pasitivo semitdnico
planogréfico.

Seqguidamente se explicard con detalle
el método de fotograbado de clisés de rejilla del se
gundo objeto de la presente invencidn, con la prepa-
racidn de un positivo semitdnico con lineas transpa-
rentes como primera nperacién. Los dos métodos si-
guientes se ejemplifican para la preparacidn de talas
positivos semitdnicos.

En el primer ejemplo, que se muestra =-
en la figura 5, se lleve a cabo una doble exposicign
usando una cémara de procescs o una impresora y rea-
lizando una exposicidn negativas semitdénica de pelicu
ls fotosensible e través de una pelicula positiva de
tono continug 3 y exponiéndola ademfs mediante contac
to de la misme con unaz rejille de grabados. Luego se
revela para obtener un negeativo semitdnico 6 con 1li-
neas negras. Luego se invierte mediante su contacto
con una pelicula no expuesta para formar un positive
semitdnico con lineas transparentes. En otro ejemplo,
mostrado en la figuras 6, el negativo semitdnico 10 se
dispone en capas con una rejilla de lineas neqgras 9,

se coloca una peliculs no expuesta 12 bajo las capas



10

15

20

25

- 19 -

y se lleve a cabo la exposicién para obtener un po-
sitivo semitdnico con lineas transparentes.,

En la preparacidn del citado positivo
semitdnico 7 con lineas transparentes, para minimi=-
zar la formacidn del trazado de mGébé por la inter~
seccién de los puntos semitdnicos del negativo 6 &
10 y las linsas de laz rejillas de grabado, es necess
rip disponer la pelficules negativa semitdnices 6 § 10
y las lineas de rejilla citadss con un angulo deter
minade, Por ejemplo, cuando se usan un positivo se-
miténico de 175 lineas por pulgada (25 mm) y una rg
jilla de 250 lineas por pulgeda, el 3ngulo de inter
seceidn puede ser de 80 a 852, en el caso de una =~
placa amzrilla.

Como rejillas de grsbados para el mé-
todo de la presente invencidn, pueden emplearse re-
jillas comlnmente usadas de 150, 175, 200, 250 y 300
lineas por pulgsda (25 mm) y, cuando se emplean, la
desviacidn angular ha de detsrminarse de acuerda con
el nlmero de rejills, a fin de impedir la Pormacidn
del trszado de muaré.

En la sequnda operacidn, el positivo -
semitdnico 7 obtenido en la primera operacidn anterior
se mantieng en contacto con una protector de carbono
fotosensible 15 y se expone @ una fuente luminosa(véa

se figura 7).
Ls exposicidn con sl positivo semitdnico

7
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en esta segunda operacidn se lleva a cabo para formar
puntos semitdnicos dotados de lineas de rejilla y ss
forman imigenes latentes de tales puntas en la parcidn
de tono medic a sombra, que estin separadas individual
mente por las lineas de rejilla,

En la tercera operacidn siguiente, mos-
trade en la figura B, se inserta una lamina difusora
14 entre el positivo semitdnico 7 antes mencionado y
el protector de carbono 15 de la segunda operacidn y
se imprime de nuevo el pasitivo semitdnico 7 a traves
de lz citada ldmina difusora 14.

Durante la exposicidn difusiva de la -
tercera operacidn, ls luz pasada a tresvés de las pogx
ciones distintas a los puntos semitdnicos del positi
vo semitbnico se difunde por el pequefio espacio com=-
prendido entre dicho positive 7 y el protector 15y
también por el efecto difusor de la lamina 14, de ma
nera gue pueds obtenerse el efecto de un positive de
tono aproximadamente continuc mediante el efecto de
gradacién y se varia el grado de curado del protector
de carbono 15 de acuerdo con ls densidad del positiveo
semitdénico. Como resultado de ello, varia sl grosor =
del protector de carbono 15 después del revelado, pqi
mitiendo la variacidn de las profundidades de los pun
tos semitdnicos; por consiguiente, durante el proceso
de produccidn de la placa impresora de fotograbado me

diante ataque guimico del cilindro de cobre a través



10

15

20

25

de la pelicula de protector de carbono 15, ss varian
las profundidades de las células de tintas en la pla-
ca lmpresora.

Mediante el citado efecto de gradacién
de la exposicifn a través de ls lgﬁina difusora 14,
puede hacerse imperceptible la formacidn de muaré si
multdneamente con el cambio de las profundidades de
los puntos semiténicos,

La gradacidn del tono reproducide pug
de controlarse regulands la longitud e intensided de
la exposicién y selsccionando el tipo, grosor y dify
sividad de la lémina 14.

En la cuarts operacidn siguiente, el
protector de carbono 15 que ha sido expuesto a una
luz en la segunda y tercera operaciones se transfie-
re a8 la superficie de un cilindro de grabado y se =
ataca quimicamente para formar una placa impresora

de grebados de rejilla.

De acuerdo con el método expuesto pa-
ra el segundo objeto de la presente invencién, no -
hay necesidad del positivo de tono continuo gue se
usa en la técnica anterior para imprimir en el proteg
tor de carbono y los tamafios y profundidades de los
puntos semitdnicos pueden contralarse usando solamen
te un positivo semitdnico dotado de lineas transvsr-
sales trensparentes. Ademds, pueden simplificarse la

operacidn de fotografiado convencional y la operecidn
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de exposicidn en el mitodo de pasitivo doble. Asimis
mo, la'densidad estd representada por la combinacidn
de lss dimensiones y profundidades de las células de
tinta, de manera que se amplia la gama de gradaciones
de densidsd pars producir excelenftes impresiones y al
tono reproducide resulta muy estable sin ninguna in-
fluencia sustancial de la fluctuacidn del efecto de
atague quimico en la operacidn de éste @ltimo, lo =
cual facilita el control de esta operacidn.

Asimismo, de acuerdo con este método -
de la presente invencidn, la contramedida & la formg
cidn de muard puede adoptarse en la operacidn de pre
paracidn del positivo semitdnico 7 dotado de lineas
transversales transparentes,. de manera qus el ajuste
del anguloc de rejilla en le produccién de la placa -
de grabado results casi innecesarin.'En consecusncia,
puede acentuarse la eficiencia del trabajo de impre-
sidn gue anteriormente acompafisba la regulacidn angu
lar y puede impedirse facilmente el deficiente contac
to de la rejilla debido a2 la adherencia de polveo pre-
sente en el aire a la superficie del protector de car
bono y gl emborronamiento de la rejilla, de manera =-
que puede mejorarse muchisimo la eficiencia global -
del trabajo.

A continuacidn se explicard el método
para conseguir el tercer objeto de la presente inven

cién. En este método, puede impedirse la formacifn -
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usade pera cualquiera de las impresiones planogréfi
ca, en relieve y de grshado.

Tal como se describe anteriaormente, =
@l tono del criginal se reprcducekvériando las pro-
fundidades de las células de tinta en el fotograba-
do de clisés convencional y, en consccuencia, en la
operacidn de ataque quimico posterior a la transfe-
rencia del protector de carbono, han de usarse va=-
rias clases de soluciones de ataque separadamente,
g fin de tomar las células de tinta. En sste caso,
es muy dificil formar dichas cé&lulas con uns preci-
si6n del grado de 1 micra aproximadamente de profun
didad usando varias clases de soluciones de ataque
en consideracidn al grosor del protcctor. Por ejem-
plo, cuando ha de atacarse gquimicamente lsa porcidn
brillante del original con una profundidad de 2 mi-
cras, si se usa una rejilla de grabado de 175 lineas
por pulgade (25 mm) y una relacidn lineal de 1:2,5,

@l volumen de tinta en una célula resulta:
(10%)2 x 2p = 2 x 10%° (= 2 x 1675 mn%)

tn el ceso,en que se produzce un error de 0,5 micra
de profundidad, la reproductibilidad de la densidad
de la tinta resulta de un 75% del valor perseguido.
En el méiodo convencional, sl nivel de elasticidad

es pobre porque es diffeil atacar quimicamente con
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una precisidn del orden de 0,5 micra. Existe un mé-
todo de grsbado con rejilla para sliminar las cita-
das desventajas; sin embargo, la gradacidn estd ra-
nresentads sdlo ﬁor la variscidn de los tamafios de
los puntos semitdnicos con una profundidad de célu-
1z constante, lo cual es insuficiente para represan
tar la gradacidn del originesl, como es bien sabida
en esta técnica,

En contraste con lo que antecede, cuan
do se emplea la combinacidn de la variacidn de tama=
flos y profundidades de los puntos semitdnicos, un -
error en las profundidades durante la operacidn de
ateque quimico no causa tanta desviacidn en el tono
de la impresidn porque se determina también una va-
riacién en el tamefio de los citados puntos; por can
siguiente, puede conseguirse una reproduccién tonal
estable. Por ejemplo, una célula de tinta que tenga
gl mismo volumen de &ésta gue la célula convencional
de 2 micres de profundidad, 175 lineas y una rela~
cién linesal de 1:2,5, tiene una profundidad de 5 mi=-
cres en el csso en que el punto semitdnico sea del
20;0 y una desviacidn de 0,5 micra en la profundidad
causa séloidﬁ‘10% de cambic respecto zal volumen to=-
tal de la cédlula. En consecuencia, en comparacifn -
con el método convencional antes mencionado, el O1-
timo método reduce la dificultad de la operacidn de

ataque quimico y ademds resultard evidente la posi-
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bilidad de Faciliter el control de la operacidn de
impresidn.

En el método de grabado con rejilla o
aplica la veriacidn de tama%os y profundidades de =
las células de tinta, se emplean Ebé positivos, uno
semitfnico de grabado y otro de tono continuo, lo -
cual se denomina método de positivo doble, tal como
se indics anteriormente. EN este proceso, el protec
tor de carbono se expone a una fuente luminoss usan
do un positivo semitdnico para formar los puntos sg
miténicos y luego ss expone usando un positivo de -
tona cantinuo para ceusar la variacidn de las profun
didades de tales puntos, obteniéndose seguidamente -
la placa impresora mediante las opersciones ds trans
forencia, revelado y ataque quimico, en las gue es -
nocesario colocar el positivo semitdnico y el positi
vo de tono continue en una posicidén completamente -
ajustada. En consscuencia, se requieres una pericla -
técnica debido & las citadas dificultades y compleji
dad del proceso, usindose varios materiales, de mang
ra que aguél resulta econdmicsmente desventajoso y -
no es generalmente adoptado,

En consideracidn a los hechos citados,
se ha propuesto el método de consecucidn del primer
objeto de la presente invencidn para eliminsr las -
roferides dificultades. En gste método, como prime=-

¥ 4
ra operacion, Se expone un protector de carbono fotg
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4]

ensible a una fuente luminosa a través de una reji
lla de grebado que tiene el néimero desesdo de lineas
transversales transparentes; luego, en la segunda =
operacidn, se sxpone de nuevo aquel protector de car
bono a través de un positive semitdnicoc y en ls ter-
cera operacifin se inserta una l4mina difusora enirs
el positivo semitdnico antes mencionado y el protec-
tsr de carbono usado en la sequnda operacidn, impri-
midndose de nuevo el positivo semitdnico a través de
la l&mina difusora, De este modo, sl positivo semitd
nico resliza ls misma funcidn qus un positive de to-
no continuo, Daspués de esas operaciones, se llevan
a cabo las mismas del método convencionsl para obte-
ner una placa impresora de grabados dotada de células
de tinta de los tamafios y profundidades desezsdos. Al
mismo tiempo, es bien ssbido que puede impedirse o -
reducirse al minimo la formacidn de muaré cambiando
los #&ngulos de las respectivas lineass de placas de -
color en la impresidn cromitica planogréfica o en rg
lieve.

Sin embargo, en el anterior proceso, -
el positivo semitdnico (incluyendo cuslquiera de las
impresiones planogréfica, en relieve y ds grabado) -
se combina con una rejilla de grabado que tenga igusa
les o diferentes lineas, de maners que cs susceptible
de producirse el muaré, lo cual produce un efecto in-

despable en los materiales impresos.
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Para impedir la formacién de tal muard,
se ha determinado que el siguiente método para el ter
cer objeto de le presente invencidn es muy eficaz.

A continuacidn se explicard el métode de consecucidn
del tercer objeto citado de la invencidn,

£l positivo semitdnico psra impresidn
planogréfica o en relisve tiene unos trazados general
mente ajedrezsdos, tal como se muestre en las figuras
9, 10 y 11. Cuando la zona de puntos es inferior al
50%, cada punto semitdnico exists separadamente y =
cuando dicha zona es superior al 50% los puntos estén
enlazados 8 los adyacentes. Es decir, los puntos semi
ténicos 16 de una porecidén brillante del 10% en la zo=-
na de puntos se muestran a escala ampliada en la figy
ra 9, los puntos semitdnicos 17 en una porcién de to=-
no medio del 50% de dicha zona se ilustran en la figu
re 10 y los puntos 18 de una porcidn de sombra que =
tiene un 807 de &rsa de puntos se muestran en la figu
ra 11.

En la impresidn de fotograbados, la opg
racidn de impresidn se lleva = cabo a un alto ritmo y
la viscosidad de la tinta de imprimir es muy baje, de
manera que toda la superficie de la placa impresora
desde 1z porcidn brillante s la porcidén en sombra ha
de cubrirse con un gren nimero de células de tinta -

independientes.

Cuando se usa en la impresidn de foto=
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grabados un positivo semitdnico para impresién‘en T8
lieve o planogréfica, la porcifn superior al 507 de
densidad que tiesne mayores puntos semitdnicos deberd
dotarse de las paredes de las células de tinta; sin
embargo, la porcidén brillante tiene ya puntos semitd
nicos independientes, de maners que no es necesario
proporcionar las paredes de dichas células por la rg
jilla de grabado. Ademds, cuando la porcidn brillan-
te estfd provista de tales paredes, se impide la reprg
duccidn del tono. En consecuencia, la rejilla de gra
hado ha de hacerse efectiva para las porciones desde
el tono medioc e la sombra.

Tal como se expone anteriormente, cuan
do la porcidn brillente estd provista de dichas pare
des por uso de una rejilla de grabado, se produce la
formacidn de mueré, como asimismo el impedimento an-
tes mencionado de la densidad de tono. Para impedir
esta formacidén de muard, se ha considerado el uso de
una rejilla irregulsrmente punteada o lineada en lu-
ger de la rejilla de grabado comln.

Por sjemplo, cuando se usa una rejilla

- de grabado granulade de arena, la pérdida sn la repro

duccidn tonal-es grande y le superficie impresa resul
ta basta porque sufre la influencia del trazado granu
lar de arena, lo cual no es dgssable para imprimir.
En consgcuencia, la rejilla de grabado granulada de

arena s0lo se usa para fines especisles,
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Al mismo tiempo, cuando se usa un esqug
ma de puntos semitdnicos del 5 al 10% producido me-
diante empleo de una rejilla semitfnica dotada de fi
nas lineas transparentes, tal como de 300 § 600 1i-
neas por pulgads (25 mm), en luga;”de la rejilla de
grabado, se forman las paredss para sostener la esp3
tula y puede casi impedirse la formacidn de muaré y
el flujo de tinta; sin embargo, el volumen de las cd
lulas de tinta de la porcién de sombra resulta muy -
disminufdo, de manera que no cabe esperar una repre-
sentacién de elevada densidad que es caracteristica
de la'impresidén de grabados.

Asimismo, se ha comprobado que el uso
de una rgjilla de liness paralelas en lugar de la re
jills de grabado de lineas transversales no produce
ningdn resultado deseabla.

En general, el muaré ss forms en la pox
gidn de brillante a medio tono sn la impresién de fo-
tograhedos. E£sto depends de los hechos de que las ane
churas de paredes en la porcidn ds sombrs son muy re-
ducides por la accidn secundariz del atague quimico -
durante esta operascidn y la tinta impresaora se difun-
de y filtra por la fibra de papel por accidn capilar
debida a su baja viscosidad cuando se aplica. Ademés,
los puntos de tinte impresos se aplastan en cierta mg
dida sobre el pespel por la presidn de impresidn y se

interconectan formando une peliculs de tinta continua,
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Por consiguienté, se pierde la rsqulsridad de la -~
orientacidn de los puntos semitdnicas. En consecuen
cia, os dificil que se produzca muaré en la porcidn
del tono medio a la sombra.

Al mismo tiempo, en la porcidn brillan
te, el ataque quimico secundario en la operacidn cg
rrespondiente es muy reducido y el volumen de tinta
en cada célula es muy pequefio en comparacidn con el
de la porcidén de sombra, de manera gue inclusoc cuan
do los tamafios de tales células resultan algo incre
mentados, puede mantenerse la regularidad de las fox
mas de los puntos y su alineamiento.

La primera operacién del método parz =
gl tercer objeto ds la presénte invgneidn eg un pro-
ceso de exposicidén de la rejilla. Por ejemplo, tal -
coma se muestra en la figura 12, se disponen en capas
sobre un protector de carbono fotosensible 21 un negg -
tivo de tono continuo 19 de las mismas dimensiones =
que el positivo semitdnico para impresidn planografi-
ca,. en relieve o de grabados y una.-rejilla de grabado
20, efectudndose luego la exposicidn s una Fuente lu-
minosa. Las flechas 22 del dibujo indican la direccidn
de la luz de "exposicidn.

En este caso, la densidad dptica de la
porcién originalmente brillante g (Figura 12) en el
negativo de tono continuo 19 es muy elevada, de modo

que la luz es dificilmente pasada a través de aquélla
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durante la exposicidn y en consecuencia la rejilla
de grabado 20 no se imprime en el protector de car
bono 21.

Al mismo tiempo, la densidad dptica
del negativo de tono continuo 19 en’ la porcidn ori
ginalmente de sombra b es muy baja, de manera que
el esquema de iarejilla de grabade 20 no es influi
do por el negativo de tono continuo 19 y las lineas
de la rejilla se imprimen sobre el protector des car
bono 21. Ademds, en la porcidn de tono medio c, el
protector de carbono 271 es dotado de los rayos lumi
nosos gue tienen unz intensidad proporcional a la -
densidad del nepativo de tono continue 19 y en con=-
spcuencin las paredes (linees de rejilla) se forman
dificilmente en el lado de la porcidn brillante 4,
mientras que se forman tales parsdes en el lado de
lo porcidn de sombrz b. Como resultads de ello, pug
de impedirse la formacidn de muaré en todes las pop
ciones dasde el brillo 2 la sombra y ademés la reji
lls de grabédo se efectla en la porcidén del tono me
dio ¢ a2 ls sombra b,

Este método de consecucidn del tercer
objeto de ls presente invencidn pueds llevarse a ca
bo también como sigue. Es decir, tal como se mucstra
en la figura 13, se usa un negativo semitdnico 23 en
luger del neogetivo de tono continuo 19 antes mencio-

nado Y se inserta una lémina difusora 24 como espa=-
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cisdor bajo el negativo semitdnico 23, Estas liminas
23 y 24 se disponen sobre una rejilla de grabadc 20
de igual modo que en la operacidn anterior y se ﬁo—
nen en contacto dichas capas con el protector de cag
bono 21, & exponer a una fuente lumingsa., Las flechas
22 indican también la direccidn de los rayos lumino-
S0S.

Tal como se describe anteriormente, la
citada 18&mina difusora 24 usada como espaciador tie-
ne la misidn de separar el negativo semitdnico 23 y
la rejilla de grabado 20 y también difundir ls luz
para la exposicidn. En consecuencia, el negativo se-
mitdnico 23 actlo como negativo de tono continueo y -
por consiguiente puede impedirse la formacidn de mug
ré causada por el negativo semitdnico 23 y la reji-
lla de grabado 20, de modo anflogo al del método an-
terior.

En le segunda operacidn de este método
para alcenzar gl tercer objeto de la invencidn, el -
protector de carbono 21 que ha sido impreso usando -
la rejilla de grabesdo an la primers opsracidn, se ex
pone también a la fuente luminosa mediante su contag
Lo con un Pg§itiuo semitdnico que se usa para impre-
sidén planogréfica, en relieve o de grebados.

Tal como se muestra en la figura amplig
da 14, como las paredes son escassmente formadas por

la rejilla de grabado en la porcidn brillsnts g, sb-



10

15

20

25

lc sg diseminan les pequefias células de tinta 25, =
mientras que en la porcién de sombra b, como se mueS
tra en ls figura 15, tembién ampliada, se imprimen -
grandes células de tinta 27 definidas por lss paredes
26 y pequefios puntos semitdnicos 59;

En la tercera operacidn siguiente, se
inserta una lémina difusora como espaciador entre -
el positivo semitdnico y sl protector de carbono 21
que se usan en la segunda operacidn, imprimiéndose
de nusvo el positivo semiténice @ través de la l&mi
na difusora.

Cuando se lleva s cabo esta exposicidn .
difusiva en la tercers operacidn, la luz pasada a tra
vés de la porcidn distinta a los puntos semitdnicos -
del positivo semitdnice llsga a las porciones de di-
ches puntos del protector de carbono, de acuerdo con
los tamafios de los respectives puntos citados, funcig
nando asi el positivo semitdnico como positivo de to=
no sproximadamente continuo fdor el efecto de gradacidn,
de manera que el ritmo de curado del protector de cagr
bono se veria seqlin la densidad de los puntos semitd-
nicos del positivo, variando zsi las profundidedes de
dichos puntes. Como resultado de ello, puede formarse
una placa impresora de fotograbados dotade de células
de tinta de varias profundidades medisnte el proceso
de ataque quimico.

En la cuarta operacidn siguiente, el =
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protector de carbono expuesto & la fuente luminosa
en las operaciones primera, segunda y tercera se =
transfiere a la superficie de un cilindro de graba
do y se revela y luego se ataca quimicamente dicha
cilindro para obtener una placs impresora de grabg
dos de rejilla. Esta operacidn de atague es igual
al proceso de atague convencional con el uso de-prg
tectores de carbono.

Es ventajoso que los negativos obtg-
nidos en el proceso convencionsl como productos in
termedios puedan usarse directamente como negativos
de tono continuo o como negativos semitdnicos pera
el método con el que se consigue el tercer objeto
de la presente invencidn, de manera que no exista
ninguna desventaja en cuanto a costo.

De acusrdo con el método destinddo a
consggquir el tercer objeto de le presente invencidn,
la porcidn brillante se reproduce muy establemente y
la calidad tonal, como en la impresidn planogréfica
o en relicve, puede reproducirse sin ningln dafio. -
Ademds, en la porcidn de tono medio a sombra, las pa
redes de las células de tinta destinadss a sostener
la espitula 8 forman de maners qhe puedan producir
se impresiones de grabados con uné densidad cromép;
ca muy intenss y pueda evitarse satisfactoriamentes
la formacidn de muard en la porcidn brillante.

Asimismg, pucden usarse mscaras distin
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tas al positivo y negativo semitdniceos antes mencip
nados, junto con la rejilla de grabado. Por ejemplo,
es un métedo econdmico obtener un negativo semitdni
co de uns imagen que posea reversibilidad con la luz,
8l calor o la presidn a partir dé‘un positivo semitd
nico,

Ademds, modificando en cierto modo la
primera y sequnda operaciones del método destinado
al tercer objeto de la invencidn, puede producirse
el nositivo semitdnico provisto de lineas transversg
les transparentes, utilizable para el método dirigi=-
do a2 consequir el ssgundo objeto de la invencidn. Es
decir, en el método para el tercer objeto se usa una
pelicula fotogréfica en luger del protector de carbg
no o similer como material fotosensible, a fin de -
formar un positivo semitdnico dotazdo de liness trang
versales transparentes solamente en las porciones de
tono medio a sombra.

M&s particularmente, la primera opera-
cién del método para el tercer objeto de la invencidn
es una exposicién a través de una rejilla de lineas -
transversales. Tal como se describe anteriormente, -
existen dos métodos para esta operacifn, es decir, -~
uno que utiliza un negativo de tono continuo 19, como
se muestra en la figura f2, 9 otro que emplea un nega
tivo semiténico 23 y una lmina difusora 24, como se

ilustra en la figura 13.
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El positivo semitdnico usado para sl
segundo objeto de la invencidn puede formarse por
cualguiera de los dos métodos anteriores; sin embag
go, es de destacar que, en la primera operacidn pa-
ra 8l método de consecucidn del tercer objeto de la
invencidn, se usa una pelicula fotogréfica en lugar
del protector de carbono 21. fediante ssta primera
operacidn, la rejilla de lineas transversales trans
parentes se imprime en la pelicula fotogréfica sola
mente en las porciones de tono medio @ sombra. Lue-
go, de modo andlogo al de la segunda operacidn para
ol método dirigido al tercer objeto de la invencidn,
se expone la pelicula fotogréfica = la luz a través
de un positivo semitfnico. En estas dos operaciones,
el orden de las exposiciones a través de la rejilla
de lingas transversales transparenteg y del gositivo
semitdnico no es fijo. Medisnte estos procedimientos,
las liness transversales de las porciones de tono mg
dio @ sombra se imprimen a través de dichas rejills y
luego se efectla la exposicidn a través del positive
semitdnico, de maners que puede producirse un negatl
vo semiténico dotado de lineas transversales negras
medianté revelado de la peliculs fotogréfica.

Cuando este negativo semitdnico dotado
de linecas traqsversales negras se imprime por contag
to sobre una peiicula fotogréfica y luego se revels,

puede obtenerse un positivo semitdnice provisto de -
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1fneas transversales transparentes en les porciones

de tono medio a sombra y desprovisto de lineas trang
versales en las pofciunes de tono medio a brille. Es
te positive semitdnico obtenido que tiene lineas =

transversales transparentes en laghpnrciones de to-

no medioc = sombra puede uUsarse como positivo semité

nico pars el método de consecucidn del segundo objn

to de la invencidn.

Cuando se produce una placa impresors
de grabados mediante el método para el segunde obje
to de la invencidn con uso del positivo semitdnico
provisto de liness transparentes en las porciones de
tono medio 8 sombra y se realizan luego impresiones
de grabsdos con la placa impresora asi formada, no
se produce muaré, como en las impresiones aefectuadas
con el emplec de la placs impresora de grabados pro-
ducidas por el método para el tercer objeto de la ine
vencidn.

De scuerdo con el método de esta inven
cidn para conseguir el cuarto objeto, se imprime pri
meramante por contacto una rejilla de grabado dotada
del ndmero deseado de lineas transversales transparen
tes sobre un protector de carbono fotosensible para -
former las paredes de células de tinta en la poreidn
de tono medic = sombra, cxponiéndose luego este pro-
tector de carbono a una fuente de luz z través de un

positivo semitdnico planogrifico o para relieve que
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represente el tono con la variacidn de puntos semitd
nicos. Luego, el protector de carbono anteriocrmente
obtenido se expone de nuevo a través de un positivo
de tono continuo o de un positivo de tono aproxima=
damente continuo para comunicar la variacidn de las
profundidades de los puntos semitdnicos. Finalmente,'
el protector de cerbono asi formado sc transfiere &
un cilindro de grabado convencional y luego se samg
te a revelado y ataque quimico. Asi, se forma la pla
ca improsora de fotograbados que represente la grads
cidén del original mediante la variacidén de tamafios

y profundidades de los puntos semitdnicos.

En la primeré operacidn de ests método
sg lleva @ cabo la impresidn por contacto de una re-
jilla de grasbado D dotada del ndmerc deseado de 1i-
neas transparentes en un protector de carbono foto-
sensible E (véase figura 17).

La finalidad de esta exposicidn con el
uso de la rejilla de grabado D es la de formar las =~
paredes de las célulass de tinta en las porciones de
tono medio a sombra, a fin de impedir el flujo de le
tinta de imprimir.

" En la segunda operacién siguiente, el
protector de carbono £ que se expone usando la reji
lls de grabado en la primera operacidn, es expuesto
de nuevo mediante su contacto con un positivo semitd

nico A para impresién planogrifica o en relieve (véa



10

20

25

- 39 -

se figura 18). Usando este positivo semiténico A,
se representa el tono del original mediante la va-
riacidn de puntos semitdnicos y puede llevarse a -
cabo la expasicidn de manera andloga a la de la pri
mera operacidn anterior. Es decir:ala impresidn del
nositivo semitdnico en la segunda operacidn se lle-
vas a cabo con el fin de formar puntos semitdnicos,

En la tercera operacidn siguisnte, el
protector de carbono E que fue impreso con el posi=-
tivo semitfinico en la sequnda operacidn se expone a
una fuente. de luz usando un positivo de tono conti-
nuo B o un positivo de tono aproximadamente continuo
C (véase figura 19).

En esta tercera operacidn, se varia la
profundidad de cada punto semitdnico, ademés de su -
tamafio, mediante la exposicidn, usando el positivo -~
de tono continuo o de tono aproximadamente continuo,
para formar una placa impresora de grabadeos dotada -
de puntos semitdnicos de difersntes tamafios y profun
didades.

Como positivo de tono continup B antas
menciongdo, pueden usarse positivos convencionales -
para impresidn de grabados y como positivos de tono
aproximadamente continue C, se prepara primeramente
un positive semitdnico para impresidn planogréfica
del modo convencional y luego se gradiae.

Existen dos métodos de preparacidn de
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gste positive de tono aproximadamente continuo C.

El primer método es tal que se imprime
por contacto un positivo semitdnico planogriafico A -
en una pelicula fotgsensible para formar un negativo

.

senitdnico 29, el cual se imprime luego en otra lémi
na fotosensible 30 con insercidn de una liZmina difue
sora 31 entre ellos, como se muestra en la figuras 16
gradufindose asi las puntos semitdnicas mediante el -
ofecto espaciador de la léamina difusora 31, para prg
ducir el positivo de tong aproximadamente continuo C.

En el segundo método, se Forma un nega
tivo semitdnico mediante impresidén por contacto de -
un positivo semitdnico planogrdfico A sn una pelicu~
la fotosensible y este negativo semitdnico se fotogra
fia en estado desenfocado usando una cdmara de proce-
so, pudiéndose producir asi el posit;vo de tono apro-
ximadamente continuo C en el que los puntos semitdni- -
cos estin graduados en medide dificilmente distingui-
ble.

Pueden émplearse indistintamente ambos
positivos de tono aproximedamente continuo obtenidos
mediante los métodos antgriores.

" pdemis de lo que anteceds, puede usar-
sg un positivo semitdnico planogréfico A preparado a
partir del negativeo de tono continuo B para le impre

sidn por contacto en ls tercera operscidn antes cita

da. En este caso, pueden aplicarse los dos métodos =
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siguientos.

En uno de sllos, se prepars un positi
vo de tono continuo por el procedimiento convencio-
nal y luego se produce el positivo semitdnico plang
gréfico A a partir del anterior p;éitivo de tono con
t{nuo, usando una impresora y una rejilla de lineas
transversales adecuada. En otro método, ss prepara
un positivo semitdnico planogréfico A mediante fotg
grafia semitdnica usando una cémara de proceso con-
vencional.

En la cuarfa operacidn, el brotactnr
de carbono que fue tratsds en las anteriores operg
ciones primera, segunda y tercera se transfiere a la
superficie de un cilindro de grabado y luego se reve
la y somete a ataque quimico psra formar la pleca im
presora de grabados de rejilla de la presente inven-
cidn,

Esta cuarta operacidn pueds llevarse 2
cabo de acuerdo con laz técnics convencional.

En el método dirigido a conseguir el =
cuarto objeto de la invencidn, después de la impre-
sidn de la rejilla de grabado, la gradacién del ori-
aginal se representa mediante la variacidn de los ta-
mafios de los puntos semitdnicos formados por la ime
presidn del positivo semitdnico y luego el positivo
da tono continuo del mismo tamafio o un positivo de

tono aproximadamente continuo se imprime de nuevo pa
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ra comunicar la variscidn de profundidades, asi como
los tamafios de los citados puntos, de manera gue pug
den producirse finas impresiones de grsbados con una
amplia gradacian,

Ademds, en el método de esta invencidn
destinado a consequir el cuarto objeto, se preparan
segparadamente el positivo semiténico planogréfico o
en relieve A, el positivo de tono continuo B y el pg
sitivo de tono aproximadamente continuo C para la ex
posicidn del protector de carbono y en consacuencia
estos positivos pueden retorcarse cada vez sin ningu
na dificultad. Por consiguiente, los positivocs reto=
cados pueden usarse para las exposiciones del proteg
tor de carbono E y asi puede reproducirse plenamente
la gradacidn del original en las impresicnes de gra-
bados.

Ademis del uso de positivos semitdnicos -
ordinarios para la impresidn de grabados, planografi-
ca ¥ en relieve como se describe anteriormente, tam=
bién pueden emplearse los positivos semiténicos en -
los gue las gradaciones de imagenes originales gstén
representadas por puntos irregularmente configurados
y dispuestosi’

Cuando se usa un positive semitdnico dg
tado de puntos irregularmente configurados y dispues~
tas, tal coms el gue se produce usanda una rejilla =

granulada, puede impedirse la formacidn de muaré entre



- 43

el positivo semiténico y una rejilla de grabado que
tenga lineas transversales transparentes o entre plg
ces de seperacién de colores en impresiones multicrg
méticas,

Sin embargo, debe insistirse en que las
versiones especificas aqui descritas tienen una fina-
lidad meramente ilustrativa y en mode alguno restric-

tiva de la invencidn.
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AELVINDICACIONES

Se reivindice como de propia y nueva
invencidn, a favor de TOPPAN PRINTING CO., LTD., can
domicilio en 5«1, Taito f-chome, Talto-ku, TOKYO (Ja
pdn), lo especificado en las siquientes reivindica-
ciongs: |

1.~ Método de fotograbado de cliségs de
rejills, sn gl que se utiliza un positivo sewitdnica,
caracterizado en que comprende las operaciones de ex
poner un material fotosensible a una fuents luminpsa
a travds de una rejilla de grabado dotada del niimero
deseado de lineas transverssles transparentes, expo-
ner dicho material fotosensible a 1a fuente luminosa
a través del mencichado positive semitdnico, exponsr
el mismo material fotosensible a la fuente luminosa
mediante interposicidn de una léminq difusora entre
el citado positivo semiténico y el material fotoeen
sible y efectuar las siguisntes operacignes de prodqg
cién de placas, siendo variable el orden de las cita-
das operaciones de exposicidn.

2.~ Método de fotograsbado de clisés de
rejilla que utiliza un positivo semitdnico dotado de
lineas transversalses transparentes de la rejilla de
grabadeo, caracterizado en que comprende las operacig
nes de exponer un material fotosensible @ una fuente
luminosa a través de dicho positivo semitdnico, expg

ner ese material fotosensible a la fuente luminosa -
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mediante interposicidn de una lémina difusora entre
el positivo semitdnico y el material fotosensible y
efectusr las siguientes operaciones de produccidn -
de placas, siendo varisble sl ordan de las menciona

&

das operaciones de exposicidn.

3.~ Mbtode de fotograbado de clisés -
de rejilla, en sl que ss utiliza un positivo semitf
nico, carscterizado en que comprende las operaciones
de exponer un material fotosensible a una fuente lu=-
minosa colocendo sobre &1 uns rejilla de grabado do=-
tada de liness transversales transparentes y colocan
do luego sobre esta rejilla lss capas de un negativo
semiténico y una limina difusora, exponer dicho matg
rial fotosensible a la fuente luminosa a través del
citado positivo semitdnico, exponer el meterial fotg
sensible a la fuente luminosa mediante interposicidn
de una lamina difusoras entre el positivo semitdnico
y el material fotosensible y efectuar las siguientes
operaciones de produccidén de placas, siendo variable
sl orden de las opersciones da exposicidn.

4.- Método de Potogrsbado de clisés de
rejilla, en el que se usa un positivo semitdnico des
provisto de lineas transversales transparentes de la
rejilla de grabado, caracterizado en que comprends -
las operaciones de exponsr un material fotosensible
a una fuente luminosa a través de una rejilla de gra

bado dotada de lineas transversales transparentes, -
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exponer dicho materisl fotosensible s la fuente lumi
nosa a través del mencionado positive semitdnico, ex
poner el material fotosensible a la fuente luminosa

& trevds de un positivo de tono sproximsdamente cone

tinuo y efectuar las siguientes operaciones de produc
cién de placas, siecndo variable el orden de las cita
das operzciones de exposicidne.

S.~ fdtodo de fotograbado da clisds de
rejilla seqln la reivindicacidn 2, cartacterizado an
que se usa un positivo semitdnico dotedo de lineas -
transversales transparentes solamente en las porcio-
nes de tono medioc @ sombra.

Ge= MBtodo de fotograbado de clisés de
rejills seqln la reivindicscidn 3, caracterizedo en
que las citadas capas constituides por un negativo -
semitdnico y una l8mina difusora son sustituidas por
un negative de tono continuo.

7.~ fM@todo de fotograbado de clisée de
rejilla segdn la relvindicacidn 4, caracterizado en
que el referido positivo de tono aproximadamente con
tinuo es sustituldo por un positivo de tono continuoc.

8.~ fMétodo de Potograbado de clisés de
rejilla, segin las reivindicecicnes 1 a 4, caracteri
zado en que dicho moterial fotosensible es un proteg
tor de corbono y las referidas operaciones siguientes
de aproduccidén de pleacas comprenden ls transferencia -

¢e dicho protector de carbong a la superficie de un -
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cilindro de grabedo, el revelada del protector do =
carbono y el ataque quimico del cilindro de grabado
a través de dicho protector de carbong.

9.~ Método de Potograbado de clisés -
de rejilla seqlin las raivindicaciaﬁas 1 8 4, carac-
torizade en que dicho material fotosensible es una
cglicules protectors de grabado‘y las citadas opera-
ciones siguientes de produccidn de placas compren=
don el rovelado de dicha pelfcula protectora de grg
bado con agentes reveladores, la transferencia de
psa pelicyla protectors de grabado 2 un cilindro de
grabedo, el nuevo revelado de dicha peliculs protec
tora con agua caliente y el steque guimico del ci-
lindro de grabade a travds de la peliculs protecto-
ra mencionada,.

10.~ Método de fotograbado da cliss
¢e rejille, segln las reivindicaciones 1 a 4, carag
terizado en gque dicho meterisl fotosensible es una
capa de resina fotosencible formada sobre un eilin-
dro de grabade y las referidas operaciones siguion-
tos de produccidn de placas comprende el revelado -
de la citada capa de resina fotosensible sobre diche
cilindre de grabado.

11.- Mdtodo do fotograbado de clis@s de
rejills, seglin las reivindicaciones 12 5 carscterizado
on que so usa, como positivo aamiténico,un positivo somi-

ténico cue Tepresenta un original con puntos irrequlap
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mente configurados y dispuestos.

12.~ "“METODO DE FOTOGRABADO DE CLISES
DE REJILLAM,.

Tal y como se deja descrito en la me=~
moris precedente, que consta de cuarenta y ochg ho-
jas Folisdas y mecancgrafiadas por une solas de sus
caras y planos de forma y tamafio reglzmentarios.

fladrid, 17 de Febrero de 1977

P.A. da TOPPAN PRINTING\CO., LTD.

Victor Gil/Veg
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